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Abstract (en)
The device (1) has a housing (2) surrounding a radiation space (3). The housing is provided with two opposite wall openings (6, 7), such that a hand
of a user is inserted from an outside via the openings into the space. Light sources (10, 11) are arranged in the space, where one source serves for
radiation of the thumbs and is arranged before the thumb supports the hand supporting surfaces. The other source is arranged at a cover side for
the radiation of the remaining fingers. The light sources are designed as ultraviolet gas-discharge lamps and ultraviolet LED radiation devices.

Abstract (de)
Um bei einer Bestrahlungsvorrichtung (1) zum Ausharten von Fingernagel-Modellagemassen zu erreichen, dass deren von einem Gehé&use (2)
umschlossener Bestrahlungsraum (3) sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand eines Benutzers der Bestrahlungsvorrichtung (1) bequem
erreichbar ist, schlagt die Erfindung vor, daf3 das Gehause (2) zwei gegeniiberliegende Wandéffnungen (6, 7) aufweist, daB jeder Wandoffnung
(6, 7) im Bestrahlungsraum (3) eine Handauflageflache (8, 9) mit einer Daumenauflage (12, 13) zugeordnet ist und daf3 in dem Bestrahlungsraum
(3) mindestens zwei Lichtquellen (10, 11) angeordnet sind, wobei die erste Lichtquelle (10) der Bestrahlung der Daumen dient und vor den
Daumenauflagen (12, 13) der Handauflageflachen (8, 9) angeordnet ist und die zweite Lichtquelle (11) zur Bestrahlung der restlichen Finger
deckenseitig an dem Bestrahlungsgerét (3) angeordnet ist.
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